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USPTO統計情報 

2021 年 12 月 2 日 

JETRO NY 知的財産部 

石原、赤澤 

 

USPTOは「Performance and Accountability Report Fiscal Year 20211」を公

表し、2021年度（2020年10月～2021年9月）の活動状況を報告した。 

 

１．出願件数等の動向 

2021年度の特許出願件数（デザイン特許及び継続審査請求を含む）は 65万 1

千件で、前年度から 0.4％減少した。FA 期間が前年度と比べて 2.1 月長くなっ

たが、この理由としてはパンデミックへの対応として審査官に柔軟な休暇取得

を認めたこと、超過勤務が減ったことが挙げられている。最終処分までの期間

は 23.3月で、前年度と同様であった。USPTO は、22年度以降には出願件数が徐々

に増え、また古い出願への対応のため、22年度には FA期間が延びると予測して

いる。 

特許出願件数のうちデザイン特許は 5万 4千件で、前年度から 17.6%と大幅に

増加した。 

商標出願件数は 94万 4千件で、前年度から 16.9％と大幅に増加した。中国の

出願人による出願件数が 2 万 6 千件増加した影響が大きい。FA 期間は 6.2 月、

最終処分までの期間は 11.2月で、いずれも近年で最長となった。 

商標出願の急増については 6 月に David Gooder 商標局長から報告があった2。

急増の一因として、パンデミックを受けてビジネスのオンライン移行が進んだ

ことが指摘されている。デザイン出願の急増については、今回 USPTO からは理

由の説明はないが、知財関係者からは商標と同様にオンライン上の模倣品対策

のためであると指摘されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/uspto-annual-reports 
2 https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnews/us/2021/20210625.pdf 

https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/uspto-annual-reports
https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnews/us/2021/20210625.pdf


2 

 

出願件数等の動向（※21年度は暫定値） 

 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 

特許出願件数 

(うち継続審査請求) 

 650,350 

(186,520) 

 647,572 

(174,299) 

 666,843 

(173,280) 

 653,311 

(154,962) 

650,703 

(144,941) 

前年度比 0.0% -0.4% 3.0% -2.0% -0.4% 

FA期間(月) 16.3  15.8  14.7   14.8  16.9 

最終処分期間(月)  24.2   23.8   23.8   23.3  23.3 

    
  

商標出願件数 594,107   638,847   673,233    738,112  943,928 

前年度比 12%  7.5%  5.4%   9.6%  27.9% 

FA期間(月)  2.7   3.4   2.6   3.0  6.3 

最終処分期間(月)  9.5   9.6   9.3   9.5  11.2 

 

２．海外出願人による出願・登録件数 

海外出願人による出願・登録件数は、特許については、引き続き日本の出願

人によるものが出願件数・登録件数とも最多となっているが、件数は減少して

いる。なお、2021 年度の特許出願件数に関する統計は来年度の報告書にて公表

される。 

2位の中国の出願件数・登録件数は引き続き増加している。 

商標については、中国からの出願件数が急増したほか、他国からも軒並み増

加している。一方で日本の出願件数は2020年度の8,671件から2021年度は7,982

件と減り、韓国を下回った。中国は登録件数についても、他国を圧倒している。 

 

居住地別特許出願・登録件数（上位5位） 

順位 
出願件数 登録件数 

居住地 19年度 20年度 居住地 20年度 21年度 

1 日本 89,858 84,971 日本 55,899 48,909 

2 中国 44,285 54,378 中国 26,176 29,469 

3 韓国 39,065 42,291 韓国 24,218 23,128 

4 ドイツ 32,967 31,410 ドイツ 19,799 17,971 

5 台湾 21,024 21,692 台湾 13,390 12,648 
 海外総計 350,759 355,031 海外総計 210,695 198,730 

 

 

 

 

 



3 

 

居住地別商標出願・登録件数（上位 5位及び日本） 

順位 
出願件数 登録件数 

居住地 20年度 21年度 居住地 20年度 21年度 

1 中国 102,593 228,445 中国 48,766 110,563 

2 カナダ 16,431 19,912 カナダ 5,610 5,004 

3 イギリス 15,288 17,971 イギリス 5,045 4,623 

4 ドイツ 13,432 13,998 ドイツ 4,379 3,778 

5 韓国 6,557 8,587 日本 3,372 3,092 

6 日本 8,671 7,982 - - - 
 海外総計 237,403 377,191 海外総計 99,683 156,689 

 

３．職員数 

出願件数が増加しているデザイン特許と商標に対応するため、それぞれ審査

官が増員されている。11月の特許諮問委員会（PPAC）定期会合3では、ここ数年

間は退職の要件を満たす者の人数が非常に多いことが説明された。 

 
 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 

職員総数 12,588 12,579 12,652 12,928 12,963 

うち特許審査官 7,961 8,007 8,125 8,230 7,840 

うち意匠審査官 186 178 171 204 233 

うち商標審査官 549 579 627 622 662 

 

（以上） 

                                                      
3 PPAC定期会合（2021年 11月 18日） 

https://www.uspto.gov/about-us/events/attend-patent-public-advisory-committee-quarterly-meeting-9

